Herstellung eines CMOS-Inverters im Doppelwannen-Prozell

s102 sI02
I siliziumnitrid
Siliziumnitrid abscheiden
—
s102 sio2
I siliziumnitrid I siliziumnitrid
[ Photolack [ Photolack
. . {E Belichteter Photolack
Photolack abscheiden Photolack belichten
sI02 sio2
I siliziumnitrid I siliziumnitrid
I Photolack I Photolack

. {55 Belichteter Photolack
Photolack entwickeln .

Siliziumnitrid atzen

{E Belichteter Photolack




Dickes Oxid
aufwachsen lassen

S102
B siliziumnitrid
[ Photolack
{554 Belichteter Photolack

Photolack entfernen

sI02
I siliziumnitrid

[ Photolack

{1 Belichteter Photolack

SI02
B siliziumnitrid
[ Photolack
{5 Belichteter Photolack

Slo2
B siliziumnitrid
[ Photolack
{E4 Belichteter Photolack

Siliziumnitrid atzen n Dotierung
{#8 n wanne
sI02 sio2
I siliziumnitrid I siliziumnitrid
I Photolack I Photolack
. [E# Belichteter Photolack . [ Belichteter Photolack

Photolack abscheiden : Photolack belichten

88 n wanne {&88 n wanne

Il Vaske




S102 S102
I siliziumnitrid B siliziumnitrid
I Photolack [ Photolack
. {554 Belichteter Photolack . . [ Belichteter Photolack
Photolack entwickeln Dickes Oxid
88 n wanne aufwachsen lassen {8 n wanne
Il Viaske Il Vaske
] ]
SI02 Slo2

Photolack entfernen

B siliziumnitrid
[ Photolack
i Belichteter Photolack

p Dotierung

B siliziumnitrid
[ Photolack
{#4 Belichteter Photolack

B8 n Wanne ##88 n wanne
Il Maske Il vaske
o2 p Wanne
SI02 Slo2
I siliziumnitrid Bl siliziumnitrid
[ Photolack I Photolack
Oxid 4tzen {55 Belichteter Photolack Sehr dinnes Gateoxid {E4 Belichteter Photolack
B8 n wanne aufwachsen lassen &8 n wanne
Il Vaske Il Maske
588 p wanne 8% p wanne




S102 S102
I siliziumnitrid B siliziumnitrid
I Photolack [ Photolack
. {554 Belichteter Photolack . [ Belichteter Photolack
Photolack abscheiden Photolack belichten
B8 n wanne B8 n wanne
Il Viaske Il Vaske
558 p wanne 8% p wanne
» * * L3 * * L3 L
SI02 Slo2
I siliziumnitrid I siliziumnitrid
[ Photolack [ Photolack
) {5 Belichteter Photolack . . {E4 Belichteter Photolack
Photolack entwickeln Dickes Oxid
B8 n Wanne aufwachsen lassen ##88 n wanne
Il Vaske Il Vaske
558 p wanne {E8% p wanne
SI02 Slo2
I siliziumnitrid I siliziumnitrid
[ Photolack I Photolack
{55 Belichteter Photolack S . {E Belichteter Photolack
Photolack entfernen : Polysilizium Schicht
#88 n wanne {888 n wanne
Il Viaske Il Maske
588 p wanne 8% p wanne

Bl Polysilizium




S102 S102
I siliziumnitrid B siliziumnitrid
I Photolack [ Photolack
. {554 Belichteter Photolack . [ Belichteter Photolack
Photolack abscheiden Polysilizium Maske
5 n wanne Photolack belichten &5 n wanne
Il Viaske Il Vaske
558 p wanne 8% p wanne
Bl Polysilizium Bl Polysilizium
SI02 Slo2
I siliziumnitrid I siliziumnitrid
[ Photolack [ Photolack
. {5 Belichteter Photolack S {E4 Belichteter Photolack
Photolack entwickeln Polysilizium entfernen
B8 n Wanne ##88 n wanne
Il Vaske Il Vaske
8 p wanne #88 p wanne
Bl Polysilizium Bl Polysilizium
SI02 Slo2
I siliziumnitrid I siliziumnitrid
[ Photolack I Photolack
{55 Belichteter Photolack . {E Belichteter Photolack
Photolack entfernen ) Photolack abscheiden
#88 n wanne {888 n wanne
Il Viaske Il Maske
8 p wanne #58 p wanne
Bl Polysilizium Bl Polysilizium




S102 S102
B siliziumnitrid I siliziumnitrid
[ Photolack [ Photolack
. {E Belichteter Photolack . [ Belichteter Photolack
Photolack belichten B Photolack entwickeln
88 n wanne {88 n wanne
Il Viaske Il Vaske
B8 p wanne 8 p wanne
Bl rolysilizium Bl Polysilizium
SI02 Slo2
I siliziumnitrid I siliziumnitrid
[ Photolack [ Photolack

n+ Dotierung

{5 Belichteter Photolack
B8 n Wanne

Il Vaske

e p Wanne

Bl Polysilizium

Il -+ Dotierung

Photolack entfernen,
neuen Photolack
abscheiden

{E4 Belichteter Photolack
##88 n wanne

Il Vaske

o2 p Wanne

Bl Polysilizium
-+ Dotierung

Photolack belichten

SI02
I siliziumnitrid
[ Photolack
{55 Belichteter Photolack
#88 n wanne
Il Vaske
8 p wanne
Bl Polysilizium
Il n+ Dotierung

Photolack entwickeln

Slo2
I siliziumnitrid
I Photolack
{E Belichteter Photolack
{888 n wanne
Il Maske
#58 p wanne
Bl Polysilizium
Il -+ Dotierung




p+ Dotierung

Sio2
B siliziumnitrid
[ Photolack
{554 Belichteter Photolack
88 n wanne
Il Maske
= p Wanne
Bl rolysilizium
Il -+ Dotierung
Il p+ Dotierung

Photolack entfernen

Slo2
I siliziumnitrid
[ Photolack
[ Belichteter Photolack
{88 n wanne
Il vaske
e p Wanne
Bl Polysilizium
-+ Dotierung
I p+ Dotierung

Dickes Oxid
aufwachsen lassen

SI02
B siliziumnitrid
[ Photolack
{5 Belichteter Photolack
B8 n Wanne
Il Vaske
e p Wanne
Bl Polysilizium
Il -+ Dotierung
Il p+ Dotierung

Photolack abscheiden

Slo2
I siliziumnitrid
[ Photolack
{E4 Belichteter Photolack
##88 n wanne
Il Vaske
o2 p Wanne
Bl Polysilizium
-+ Dotierung
I p+ Dotierung

Photolack belichten
mit Kontakt Maske

SI02
I siliziumnitrid
[ Photolack
{55 Belichteter Photolack
#88 n wanne
Il Maske
8 p wanne
Bl Polysilizium
Il n+ Dotierung
Bl p- Dotierung

Photolack entwickeln

Slo2
I siliziumnitrid
I Photolack
{E Belichteter Photolack
{888 n wanne
Il Vaske
8% p wanne
Bl Polysilizium
Il -+ Dotierung
B p+ Dotierung




Ubertragung auf SI02

slo2
B siliziumnitrid

I Photolack

{554 Belichteter Photolack
88 n wanne

Il Maske

e p Wanne

Bl rolysilizium

Il -+ Dotierung

I p+ Dotierung

Photolack entfernen

SI02
I siliziumnitrid
[ Photolack
[ Belichteter Photolack
{88 n wanne
Il vaske
e p Wanne
Bl Polysilizium
Il n+ Dotierung
I p+ Dotierung

Aluminium
Metall Schicht

SI02
I siliziumnitrid
[ Photolack
{5 Belichteter Photolack
B8 n Wanne
Il Maske
e p Wanne
Bl Polysilizium
Hl n+ Dotierung
Il p+ Dotierung

Metall entfernen

Slo2
I siliziumnitrid
[ Photolack
{#4 Belichteter Photolack
##88 n wanne
Il vaske
o2 p Wanne
Bl Polysilizium
Hl -+ Dotierung
I p+ Dotierung

B Aluminium Bl Aluminium
SI02 Slo2
I siliziumnitrid I siliziumnitrid
[ Photolack I Photolack
- {55 Belichteter Photolack . {E Belichteter Photolack
Aluminium ) Photolack abscheiden
Metall Schicht =8 nwanne I8 n wanne
Il Viaske Il Maske
588 p wanne 8% p wanne
Bl Polysilizium Bl Polysilizium

Il n+ Dotierung
I p+ Dotierung
I Aluminium

Il n+ Dotierung
B p+ Dotierung
Bl Aluminium




Photolack belichten

slo2
B siliziumnitrid
[ Photolack

{554 Belichteter Photolack
88 n wanne

Il Maske

= p Wanne

Bl Polysilizium

Il -+ Dotierung

I p+ Dotierung

Photolack entwickeln

SI02
I siliziumnitrid
[ Photolack
[ Belichteter Photolack
{88 n wanne
Il vaske
e p Wanne
Bl Polysilizium
Il n+ Dotierung
I p+ Dotierung

B Auminium Bl Aluminium
SI02 Slo2

I siliziumnitrid I siliziumnitrid

[ Photolack [ Photolack

{5 Belichteter Photolack {#4 Belichteter Photolack
Metall entfernen ) Photolack entfernen

B8 n Wanne ##88 n wanne

Il Vaske Il Vaske

8 p wanne #88 p wanne

Il Polysilizium Bl Polysilizium

Il -+ Dotierung
Il p+ Dotierung

Il -+ Dotierung
I p+ Dotierung

B Aluminium Bl Aluminium
SI02 Slo2
I siliziumnitrid I siliziumnitrid
[ Photolack I Photolack
: } {55 Belichteter Photolack - I {E4 Belichteter Photolack
Dickes Oxid ) Oxid atzen
aufwachsen lassen B8 n wanne &8 n wanne
Il Viaske Il Maske
588 p wanne 8% p wanne
Il Polysilizium Bl Polysilizium

Il n+ Dotierung
I p+ Dotierung
I Aluminium

Il n+ Dotierung
B p+ Dotierung
Bl Aluminium




SI02

S102
I siliziumnitrid B siliziumnitrid
I Photolack [ Photolack
) . {554 Belichteter Photolack . [ Belichteter Photolack
Dickes Oxid N Photolack abscheiden
aufwachsen lassen B n wanne 5 n wanne
Il Viaske Il Vaske
B8 p wanne 8 p wanne
Bl rolysilizium Bl Polysilizium
Il -+ Dotierung Il -+ Dotierung
B o Dotierung ] B+ Dotierung
B Auminium Bl Aluminium
SI02 Slo2

I siliziumnitrid I siliziumnitrid
[ Photolack
{E Belichteter Photolack

[ Photolack

, ) lichteter Photolack
Photolack belichten Photolack entwickeln 88 Belichteter Photolac

B8 n Wanne ##88 n wanne
Il Maske Il vaske
8 p wanne #88 p wanne
Bl Polysilizium Bl Polysilizium
Il -+ Dotierung Il -+ Dotierung
Il p+ Dotierung L a & N | I p+ Dotierung
B Aluminium Bl Aluminium
SI02 Slo2
I siliziumnitrid ™ Bl siliziumnitrid
[ Photolack m m I Photolack
Ubertragung auf SI02 {55 Belichteter Photolack Photolack entfernen u {E Belichteter Photolack
#88 n wanne {888 n wanne
Il Vaske Il Maske
588 p wanne 8% p wanne
Bl Polysilizium Bl Polysilizium
Il n+ Dotierung Il n+ Dotierung
I p+ Dotierung B p+ Dotierung
I Aluminium Bl Aluminium




SI02 Slo2

B siliziumnitrid ™ B siliziumnitrid
I Photolack ™ n [ Photolack
Metall Schicht i Belichteter Photolack Metall entfernen u [ Belichteter Photolack
88 n wanne {88 n wanne
Il Maske Il vaske
B8 p wanne 8 p wanne
Bl Polysilizium Bl Polysilizium
Il -+ Dotierung Il n+ Dotierung
[ ] p+ Dotierung [ | p+ Dotierung
Bl Aluminium Bl Aluminium




